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El invento se refiere a un dispositivo de estam—
par con un bastidor verticalmente conduecido, que soporta 1g
matriz y conduce verticalmente al troquel de estampar y
que al tropezar.el troquel de estampar con el material a
estampar es desplazado a travds de dste hasta gue la matrig
viene a aplicarse al material a estampar, atacando en el
bagtidor, para el retorno del bagtidor a una posicidn de
partida ajustable, un muelle de recuperacidén y un peso de
compensacidn que es desplazable longitudinalmente en un
brazo de balanza, sobre cuyo tramo de brago libre mds cor-
0 descansa el bastidor conducido, mientras que en el tra-
mo de brazo mids largo ataca el muelle de recuperacidn uni-
do con el bastidor, y el brazo de balanza estd apoyado de
manera basculable en el extremo superior de un véstago de
émbolo desplazable en altura.

En los dispositivos de estampar relativamente
pequefios ¥y ligerosg de este tipo es de importancia secunda-
ria el camino de desplazamiento del bastidor, aun cuando
el peso dispuesto en el tramo mds largo del brazo de balan
z2 ha de recorrer un camino mayor en un miltiplo gque el
bastidor de estampar. En los dispositivos de estampar de
la clase oitada en los que el bagtidor y, en consecuencia,

el peso dispuesto en el tramo mds largo del brazo de balen

el peso. Si la distancia de la matriz al lado inferdior del
material a estampar asciende, por ejemplo, a 8§ mm y la re-
lacién de la longitud deltramo mds corto del brazo de ba-
lanza a la distancia del peso con respecto al punto de bag
culacidén del brazo de balanza es de 1 : 10, el peso ha de

recorrer un camino diez veces mayor que la matriz, es de-
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cir, 80 mm. La masa del peso grande experimenta entonces
wna aceleracidn tal que se perjudica el funcionamiento de

carecen el dispositivo para detener nuevamente la masa del
peso en un tiempo breve para que pueda realizarse el proce-
so de estampacidn,

Estéd vedada una disminucién de la distancia entre
la matriz en su posicidn de partida y el lado inferior del
material a estampar, ya que hay que tener en cuenta que el
material a estampar presenta tolerancia de fabricacidn que
hacen necesaria una distancis determinada entre la matriz
y el material a estampar.

Por consiguiente, el invento se basa en el proble
me. de mejorar el dispositivo de estampar anteriormente des-—
crito segin la patente principal en el sentido de que, uti-
lizando un bastidor pegado y un peso correspondientemente
pesado en el tramo mds largo del brazo de balanza, no se
presente una elevada waceleracidén de la masa de este peso y,
por tanto, no haya que temer ningin efecto que perjudicue el
proceso de estampacidén ni tampoco sean necesarios medios
costosos adicionales para detener en breve plazo la masa
del pego grande en el tramo mds largo del brazo de balanza
para un trabajo rdpido con el dispositivo de estampar.

Para resolver este problema, el invento prevé en un
dispdsitivo de eghampar ségdn la patente principal que el
bagtidor lleve Jjunto con la matriz al menos un palpador co-
locado en la direccidn de desplazamiento de vastidor y que
en gu posicidn de partida sobresale de la matriz, el cual
estd unido con el cilindro del vdstago de émbolo desplaza-

ble en altura. Cuando en lo que antecede y en lo que sigue
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se habla aqul de un védstago de dmbolo desplazable en altu—-
ra, pueden agociarse a éste, en caso necesario, otros vas-
tagos de dmbolo idénticos, para los que se aplica en la mig
ma medida lo que se ha dicho para el vdstago de émbolo mend
cionado. .

Preferiblemente, a cada lado de la matriz estd
dispuesto un palpador, estando unidos ambos palpadores con-
juntamente con el cilindro del vdstago de dmbolo. En lo que
sigue se trata solo de uno de los palpadores, ya que 1los
palpadores son idénticos.

El dispositivo de estampar anteriormente descri-
to permite diferentes posibilidades de wtilizacién. De g-
tas es la mds ventajosa y constituye otro objeto del inven
to aquélla en la que se carga el cilindro del véstago de
émbolo y se eleva el bastidor hasta que el palpador choca
contra el lado inferior del material a estampar y se termi
na el movimiento del vdstago de émbolo hacia arriba, se
baja a continuacién el troquel y mediante un desplazamiento
adicional del bastidor hacia arriba se aplica laz matriz al
material a estampar, despuds de lo cual el troquel recibe
el impulso de estampacidn.

Se deduce de egto que el movimiento del peso pe=
sado queda limitado a un camino gue, teniendo en cuenta la
relacidén del tramo corto del brazo de balanza a la distan—
cia del peso al soporte de basculacidn del brazo, corraspon
de a la distancia en altura del palpador en su posicidn de
partida con respecto al lado superior de la matriz. Si la
distancia de la matriz al lado inferior del material a es-—
tampar se ha elegido, por ejemplo, de 8 mm y la distancia

en altura del palpador al lado superior de la matriz ascien




10

15

20

25

30

150406

Hoja ntGm. 5

de a 2 mm, la distancia del palpador al lado inferior de la
pleza de trabajo de 6 mm carece de importancia para el mo-~
vimiento del peso sobre el tramo mds largo del brazo, mien—
tras que, por el contrarioc, es decisivo nicamente el novie
miento del bastidor a lo largo de un camino de 2 mm, Unica-
mente en este camino de 2 mm se desplaza también el peso en
el brazo de balanza a lo largo de un camino correspondiente
es decir, para una relacidén de multiplicacidn del tramo de
balanza corto y del tramo de balanga largo'de l: 10 el pe-
80 recorre un camino de solo 20 mm todavia.

Por consiguiente, el invento se basa en la idea,
debido a las tolerancias de masa libre del material a es-
tambar, de subdividir la distancia necesaria entre la ma-
triz y el lado inferior del material a estampar en un sec-
tor en el que el bastidor es levantado por medio del vésta
go de émbolo, levantdndose también en medida correspondien
te el brazo de balanza y, por tanito, el peso, y un segundo
gector sustancial mds pequefio en el gue el bagtidor es le-
vantado estando detenido el védstago de émbolo y el peso es
bajado. Este pequefio camino dltimemente citado del peso
inpide una elevade aceleracién de la maga del peso con los
inconvenientes expuestos.

Estd vedada la posibilidad de conducir la matriz
sin el palpador desde abajo hasta el material a estampar
antes de que se baje el troquel, ya que el material a es-
tampar se encuentra dispuesto en forma suelta sobre la via
de rodillos de alimentacién y serfa arrastrado por la ma-
triz que se mueve hacia arriba antes de que se interrumpa
el movimiento ascendente del véstago de émbolo. Hay que
tener en cuente a este respecto que durante tal movimiento
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ascendente Unicamente hace frente a la masa de la matriz con
el bagtidor y el peso en el brazo de balanza como impulso
de mando para la desconexidén del vdstago de émbolo el peso
propio del material a estampar que es pequefio en relacidn
con la masa citada.

En el dibujo estéd representado un ejemplo de eje-
cucién del digpositivo de acuerdo con el invento, mostran-
do:

La figura 1, un alzado lateral, ¥y

La figura 2, une vigte desde delante del disposi-
tivo,

Las figuras 3 a2 5 reproducen diferentes posicio-
nes del troguel, de la matriz y de dos palpadores dispues-
tos a2 los lados de la misma antes y durante el proceso de
estampar. '

Sobre las partes de fundamento 1 puede moverse
por medio del motor 2 sobre rodillos o ruedas 3, en la di-
recoidén de la Fflecha doble D, la placa de fondo 4, que lle-—
va columnas verticales 5. La distancia de las columnas en
la direccidn transversal de la placa de fondo 4 ( transver-
salmente a la direccidn de movimiento) corresponde aproxima
damente al grueso del bastidor 6, el éual es conducido con
ayuda de los casquillos 7 de las dos placas laterales 8, 9
del bastidor 6 en las columnas. Las columnas 5 y los casqui
1los 7 en su disposicidn en los lados exteriores de las pla
cas 8, 9 del bastidor garantizan una conduccidn vertical

' exacta del bastidor 6 con respecto a la placa de fondo ho-

rizontalmente degplazabls 4. El bastidor puede experimentar
también una suspensién eldstica adicional en lag columnas,

en caso de que esto sea necesario.
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El bvastidor 6 estd realizado a manera de un yugo
de forma de U cuya pata 10 lleva la matriz 11, mientras
que en la pata 12 estd apoyado el troguel de estampar 13
con sus medios de gufa y de accionamiento. Cuando el tro-
quel de estampar verticalmente movible tropieza con el ma- |
terial St a estampar, el bastidor 6 es elevado un poco,
Pal como se explica todavia mds adelante, hasta que la ma-
triz 11 venga a aplicarse definitivamente al material a
estampar, despuds de lo cual se da el impulso de estampar
¥y al seguir bajando sl troquel de egtampar 13 se produce

el agujero egtampado,

La placa de fondo 4 lleva entre las placas 8, 9
del bastidor 6 un grupo de cilindro-émbolo 15 cuyo vdstago
de émbolo 16 se puede subir y bajar en la direccidn de la
flecha 17. El extremo superior del vdstago de émbolo lleva
un eje de basculacién 18 para un brazo de balanza 19 gue
se extiende, al igual que las partes 15, 16, 18, en el es-
pacio intermedio entre las dos placas 8, 9 del bagtidor 6.
El tramo mds corto 20 del brazo de balanza 19 presenta un.
rodillo 21 que se aplica desde abajo contra un apéndice 22
de un puntal transversal 23 del bagtidor 6 gue une las dos
placas 8, 9.

Fl tramo wds largo 24 del brazo de balanza 19,
que 6s basculable en torno al eje 18, sobresale con su ex—
tremo del bastidor 6 y lleva en el espacio intermedio cn-
tre las placas 8, 9 un peso 25 que es desplazable en la
direccién longitudinal del brazo de balanze 18. Preferiblg
mente, el peso 25 estd configurado y dispuesto de modo que
es conducido lateralmente por las dos placas 8, 9 sin que

se perjudique con ello en movimiento de basculacién del
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brazo de balanza 19 con el peso 25.

En el extremo libre 26 del brazo de balanza 19
atacan unos muelles de compensacién y de amortigunacién 27,
28 colocados aproximadamente en la direccidén del semicircu-
lo HK trazado en torno al apoyo 18, un extremo de los cua-
les estd unido con el brazo de balanza 19, mientras que el
segundo extremo estd fijado al bastidor 6 en 29 y 30. Se
puede variar el tensado de los dos muelles 27, 28.

En el portamatriz 32 del bastidor 6 estdn dis-
puegtos a ambosg lados de la matriz 11 unos palpadores 33
desplazables verticalmente y, por tanto, en la direccidn
de movimiento del bastidor 6, cuyos lados frontales supe-
riores 34, como se puede apreciar en la figura 3, sobresa-
len del lado superior 35 de la matriz 1l hacia arriba en
la distancia a en la posicién de partida de los palpadores.
La distancia de la matriz 11 al lado inferior 36 del mate-
rial St a estampar asciende en este caso a b, de modo que
el lado frontal 34 de los palpadores presenta una distan-
cia C = b - a con respecto al material 5t a estampar. La
distancia 4 del troquel 13 al lado superior del material a
egtampar puede ser la usual.

Los palpadores 33 estdn unidos en el grupo de
cilindro-émbolo 15 a travds de elementos de mando y de
anplificacidn co:respondientes, no representados, asi co-
mo de la linea 37 de tal manere que al reaccionar los pal-
padores 33 se termina el movimiento ascendente del vdstago
de émbolo que fue iniciado por la persona de servicio del
dispositivo y se mantiene el védstago de &mbolo 16 en sn posi-|
cién alcanzada.

Bl funcionamiento preferido c¢on el dispositivo
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de estanmpar de acuerdo con el invento se configura de la
meners siguiente: el bastidor 6 ocupa una posicidn en la
que la matriz 11, los palpadores 33 y el troguel 13 ocupan
la posiciébn representada en la figura 3. Si se carga prime-
ro el grupo de cilindro-émbolo 15, el vdstago de émbolo 16
levanta el brazo de balanza 19 y con él, sin variacidén de
su posicidn relativa, el bastidor 6 y el peso 25. Los pal-
padores 33 salvan entonces la distancia ¢ hasta el lado in
ferior 36 del material St a estampar. Al incidir sobre 4ste
(figura 4) se activan los palpadores y éstos paran el grupo
de cilindro-émbolo, cuyo védstago de émbolo 16 se mantiene
en su posicidén. Ia matriz 1l presenta zhora uUnicamente la
pequefia distancia g al lado inferior del material a estam-
par. Si se mueve ahora el troquel 13 hacia abajo en la pa-
ta 12, incide sobre el material a estampar, para, en el cur
g0 ulterior de su movimiento descendente, mover el bastidor
6 a lo largo del camino a haste que la matriz 1l encuentra
asiento en el lado inferior del material S+t a estampar (fi-
gura 5), despuds de lo cual se transmite al troquel 13 el
impulgo de esgtampacidn.

Dado que el bagtidor 6, como se ha expuesto, re-
corre solo un. pequefio camino haesta que la matriz 1l se apli
ca al material a estampar y el peso 25 se desplaza solo.du~‘
rante este movimiento del bastidor con respecto a éste, re=-

sulta para el peso 25 un camino relativamente pequeiio tam—

|bién sobre el cual no experimenta ninguna aceleracidn. Sien

do las distencias a = 2 mm, b = 8 mm y, por tanto, ¢ = 6 mm
yd=8my siendo de 1 ¢ 10 la relacidn entre lag distan-
clas del rodillo 21 al eje de basculacidn 18 y la distencia
del peso 25 a este eje, resulta lo siguiente., Sin los palpa
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dores de acuerdo con el invento el bastidor tendria jue re-
correr el camino a lo largo de la distancia b = 8 mn y el
peso 25 un camino de 80 mm. Por el contrario, con el dis-
positivo de acuerdo con el invenﬁo el basgtidor 6 recorre,
para un movimiento de basoulacidn relativo del peso 25,
Unicamente un camino a lo largo de la distancia a = 2 mm y,
por tanto, el peso recorre solo 20 mm, es decir, sola el
25% del camino del peso primeramente citado, lo que tiene
como consecuencia una aceleracidn correspondicntemente pe-
quefia de la masa del peso 25.

La wnidn de los palpadores 33 con el grupo de
cilindro-émbolo 15 puede ser preferiblemente eléctrica, pe-

ro también de cualquier otra clase adecuada.

RETVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son 1los que se re-
cogen en las reivindicaciones siguientes:

2,~ Nejoras introducidas en el objeto de la pa-
tente principal N 428,148, presentada el dfa 10 de Julio
de 1974 por: “"Perfeccionamientos en mdquinas estampadoras
con bastidor de movimiento vertical" el cual soporta la ma-
triz y conduce verticalmente el troquel de estampar y que

al tropezar el tf0quel de estampar con el material a estam—
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ne a aplicarse al material 2 egtampar, ataesndo en'el-bas—
tidor, para el retorno del bastidor a una posicidn dé nar-
tida ajustable, al menos un muelle de recuperacidén y un pe
so de compensacidn que es desplazable longitudinalmente en
‘un brazo de balanza, sobre cuyo tramo de brazo libre més
corto descansa el bastidor conducido, mieniras que en el
tramo de brazo mds largo ataca el muelle de recuperacidn
unido con el bastidor y el brazo de balanza esté apoyé&o
de manera bhasculable en el extremo sﬁperior de un véetago
de émbolo desplazable en altura, caracterizadas porgue el
bastidor (6) lleva junto con la matriz (11) al menos un
palpador (33) colocado en la direccidn de desplazamiento
del bastidor y que en su posicidn de partida sobresale de
la matriz, el cual estd unido con el cilindro (15) del vés
tago de émbolo (16) desplazable en altura.

28,- HMejoras segin la reivindicacidn 12, carac—
terizadas porque a cada lado de la matriz 11 estd dispues-
t0 un palpador (33), estando unidos ambos palpadores con-
Juntamente con el cilindro (15) del vdstago de émbolo (16).

38,~ Mejoras introducidas en el objeto de la Pa
tente principal N¢ 428.148, presentada el dfim 10 de Julio
de 1974, por: "PERFECCIONAMIRKTOS EN MAQUINAS ESTANMPADORAS
COR BASTIDCR DE MOVIKMIENTO VERTICAL".

Tal y como se ha descrito en la Memeria que &n-
tecede, revresentado en los dibujos que se acompafian y con

los fines que se han especificado.

S
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Este lMemoria consta de doce hojas escritas a mé

guina por una sola cara.

£\

Nadrig, 16.MY1877

P. A Alberio de Elzabury
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